
UV励起蛍光法による気液境界誘電体バリヤ放電生成 OH*検出 

UV excited Luminescence-Detection of OH*Radicals in Gas/Water Boundary Plasma 
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This work presents an evidence for the Hydroxyl-radicals in dielectric barrier discharge was operated 

in the liquid-gas boundary. The degradation of Dibromophenol (DBP) can be explained. The plasma 

degradation provides the advanced oxidation process by charged species, anion as well as neutral radicals. 

The detection of OH radical was carried out using photo-luminescence of OH scavenger, excited by a 

wall-coupled Xe-Cl excimer lamp. 
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気液境界の誘電体バリヤ放電を用いて、OH*, 

OH-による芳香族化合物水溶液の急速酸化分

解を研究している。OH-terephthalate の吸収ス

ペクトル（308 nm）の Xe-Clランプは低コスト

の紫外線励起蛍光法による OH*検出法を提供

できる。濃度 2mMの disodium – terephthalate, 

50mlを空気プラズマ入射し、3分間処理した。 

 

Figure 1. Dielectric barrier discharge plasma 

reactor (a) Experimental layout, 

ブラックボックス内で UV (308 nm)を照射、

OH*を吸収した hydroxyl-terephthalate の特徴で

ある光励起（308nm）による 425 nm近傍の蛍

光が観測できた。定量測定には至っていないが、

OH* のエ ビデ ン スとい え る。 2 、 6 －

dibromophennol の分解実験(Ref. 1)と UV-励起

蛍光の様子を示す。（Ref. 2） 
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(b) Photoluminescence (425 nm) of hydroxyl- 

terephthalate excited by eximer XeCl lamp (308 

nm) 
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